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摘要(译)

提供一种使用有机发光元件的显示装置，其构造为通过避免点缺陷并提
高长期可靠性来确保优异的显示性能。使用放置在像素部分中的堤的顶
部和放置在驱动电路部分中的绝缘膜的顶部来控制有机发光元件和密封
基板之间的距离。结果，在有机发光元件和密封基板之间提供间隙，并
且可以避免对有机发光元件的损坏。此外，密封基板可以尽可能靠近元
件基板，从而保持从侧面进入显示装置的水分量较小。
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